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5. Anhänge

5.1. Liste des verwendeten Mess- und Zusatzequipments
letzte Änderung: 04.08.2009

ID-No. Identification Type SNo Manufacturer

E012? Measurementreceiver incl. Options ESIB26 100136 R&S

E0212 Signal Generator SMTOJ 83466510009 R&S

E0217 Signal Generator E8257D MY44320151 Agilent

E0517 Bilog Antenna CBL6112A 2271 CHASE

EOS33 Log periodic antenna - lPOA SAS SAS

E0567 Double ridge guide horn antenna 3115 9808-5569 EMCO
. Loop antenna AReS
. Pre-AmpHfier ZHL 1042J N021593 Mini Circuits

E0899 Cable SET 3 complele Rosenberger

E1OGO Fully Anechoic chamber AReS

Tabelle 4: liste des verwendeten Mess- und Zusatzequipments
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5.2. Fotos des Prüfgegenstandes und -aufbaues

Foto 1: Prüfgegenstand - Vlies: PolymetO XII-3 CufSUPERPLATE 10
Foto 2: prinzipieller Aufbau in der Absorberhalle für Prüfung der Schirmdämpfung (Bi log

Antenne, Messingkammer mit Testgeflecht) 10

P09'l901,3

S60__ t.ar>or GmloH I i44~ 5e>bI!n«off ......,'<lI I T8I .4) tOI 50550-<500 . rl. '4) 50550-2002 I Ma.t o!l~ lilbOI'8lOI 1II___~"'*""_ '" IL~W- _ I Ft,I Jl.,alv I OVR 4000728 I UIO AlW~"';504! $'-""""" 192o;~ll Ilert_'- ISO 900\ 2000
B__borIdJng f ...~ <lIIt 0s'''''Kl\.1d'''' 5r;wt<as.., AG BLl 2011\ 1<,0->,,, N' nl_14·o 380100 t IBAN Al11201 1129114038000 j BIC GIBAAllN'N



SEIBERSDORF
LABDRATORIES

EMC TeSling laboralory
Prüfberichl NR. EMV-E 10110

Foto 1: Prüfgegenstand - Vlies: Polymetlfl XII-3 Cu/SUPERPLATE

Foto 2: prinzipieller Aufbau in der Absorberhalle für Prüfung der Schirmdämpfung
(Bilog Antenne. Messingkammer mit Testgeflecht)
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5.3. Diagramme

Diagramm 1
Diagramm 2
Diagramm 3 .....
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Diagramm 1
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Diagramm 2
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Diagramm 3
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